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DESCRIPCION DE CONTENIDOS: PROGRAMA
Todas las asignaturas utilizan el lenguaje matematico comun a la fisica: célculo diferencial en una o varias variables,
nameros complejos algebra y estadistica. También emplean conocimientos de Fisica Moderna basica y avanzada
(Mecénica, Termodinamica, Electromagnetismo y Mecénica Cuéntica), asi como de Ingenieria y Tecnologia.

Plasmas de laboratorio y plasmas industriales; sintesis de materiales; plasmas acoplados inductivamente; tratamiento

de superficies; plasmas producidos por ondas de superficie; otras aplicaciones de plasmas a la industria;
transferencia entre laboratorios y empresas.
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